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(54) HỆ THỐNG LOẠI BỎ CHẤT GÂY Ô NHIỄM TRONG KHÔNG KHÍ
(57)  Sáng chế đề cấp đến hệ thống loại bỏ chất gây ô nhiễm trong không khí bao gồm: máy 
làm sạch không khí giai đoạn trước (11) mà sử dụng chất lỏng hóa học; thiết bị cấp chất 
lỏng hóa học (12) được tạo kết cấu để cấp chất lỏng hóa học vào máy làm sạch không khí 
giai đoạn trước (11); máy làm sạch không khí giai đoạn sau (13) mà sử dụng nước tinh 
khiết làm chất hấp thụ; nhựa trao đổi ion (14) mà qua đó chất hấp thụ của máy làm sạch 
không khí giai đoạn sau (13) được đi qua; và bộ kiểm soát (16) được tạo kết cấu để ước 
lượng nồng độ của chất gây ô nhiễm có trong không khí được lưu thông vào máy làm sạch 
không khí giai đoạn trước (11) dựa vào độ dẫn điện của chất hấp thụ đi qua nhựa trao đổi 
ion (14) và sau đó để tính toán tốc độ lưu thông của chất lỏng hóa học được cấp từ thiết bị 
cấp chất lỏng hóa học (12) vào máy làm sạch không khí giai đoạn trước (11).
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